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分離技術会 年会 2026 

－技術・研究発表募集のご案内－ 
  

 

 

日 時：2026年 12月 3日（木）～4日（金） 

会 場：横浜市開港記念会館（神奈川県横浜市） 
 

分離技術会年会 2026 を来る 12 月 3～4 日に横浜市開港記念会館（JR 関内駅，市営地下

鉄関内駅から徒歩 10 分，みなとみらい線日本大通り駅から徒歩 1 分）にて開催いたしま

す．今回は，歴史的建造物です．日頃の分離技術に関する仕事，研究の成果および課題を

持ち寄り，企業のエンジニア，研究者，教員，学生の分野の枠を超えた議論・交流を通し

て，それぞれの研鑽の場となることを目指しています．大学院に進学した学生の皆さんに

は自身の研究テーマの再確認の場，エンジニア・研究者の皆さんには自社技術のアピー

ル，問題解決の糸口を見出す場として，多数の発表をお待ちしています． 

学生による発表に対しては若手研究者の育成を目的として，学会から「学生賞」，企業

から「奨励賞」を設けております．また，受賞者の研究概要は分離技術会誌に掲載されま

すので，積極的にお申し込みください． 

 

【重要な日程】 

(1) 発表申込締め切り    2026 年 11 月 6 日（金）厳守 

(2) 要旨原稿提出締め切り  2025 年 11 月 6 日（金）厳守 

(3) 第 1 期参加登録締め切り 2025 年 11 月 20 日（金） 

(4) 第 2 期参加登録締め切り 2025 年 12 月 4 日（金） 

 

【発表・参加の申込について】 

 分離技術会ホームページ（http://www.sspej.gr.jp/）に案内を掲載します． 

 

主催 分 離 技 術 会 
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